
V. KESIMPULAN

A. Keslmnnlan

Berdararkan hasil yang diperoleh dalarn pen,elitian dapat

disimpulkan sebagai berikut:

l. Pengendapen logam seng Eecara liohik dengan menglgunakan sel Hull

dalam penelitian ini dapat dilaksanakan padakondisi sebagai berikr-rt:

potenaial terpasang antara 3,05 V sanrpai 3,88 V

rus antara 0y'0 A srrpai 1,00 A.

pH lannm elektrolit di atas 13, dengan komposisi unhrkjenis A dan B

sebagai berikut:

(l). Garam aeng sulfat heptahidrat 25,9/o dan3,4o/o

(2). Caram natrium sisnide 25,f/o dsn33,60/o

(3). Natium hi&oksida 48,4o/o dm 630/o

Potensial dan ams terpasmg dipertahankan tetap, dengan menggunakan

enoda yang berfingei rekaligus rebagai sumber ion neng (II) yaitu plat

logam seng Katodayang digunakan arlalah plat logam beti.

Disbibusi endapm dan srus sepanjang permukaan benda kerja akibal

faktor geometi sel, berbeda di setiap tenpat Pada penenhran dimibusi

endapan ini, digmakan metoda Spekbofotome&i Serapan Atom. Dari

endapan yang diperoleh dan hukum Faraday, dapal dite,nnrkan distribusi
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3. Densitas arus yang diperoleh sectra teoritis mrnpun eksperimental,

cenderung semakin kecil dengan meningkatknya selang jarak sepanjang
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benda kerja Penrnrman persamael yang menyatakan hubungan antara

besrnya densitss anrr dengan selang jrak eepanjang benda kerja yang

diperoleh eecra ekeperimental, analog dengur persamaan yang diberikan

oleh Hull.

Pola endapur logam eeng pada permukaan benda kerja, lebih banyrk

dipenguuhi oleh temperahrr tetapi tidak oleh konsent.asi ion seng (tr)

dalsm elekbolit

Pada elelCrolit dengan garrn seng rulfat heptahidra 3,4ozb, ukuran endapan

pada posisi pennukaan benda kerja yang semafrn jafr da:i anod4 semakin

kecil deEr bentuk butirarnyajuga menjadi berbeda dengan yang berjarak

dekat tertrndnF anoda

B. Tindak Laniut

Penelitim ini marih merupakan tatrap awal untuk mrempelqiari lebih

lanjut mengenai peugendapan suab logam secara ligbik mengyrnakan ser Hull.

oleh sebeb iir perlu dilakukan penelitian yang lebih lengkap dan lebih

mendalarn antara lain:

1. Mengaplikarikm penelitian ini pada benda kerja yang berbentuk tak

berabnrr, dsngsn mengahn jarak antara anoda dan benda t<erja sedemikian

rupa sehingga dapat mengharilkrr pelapisan yang baik. Unhrk ini tenflmya

memerlukan disain tertenfu dari bentrk selnya

2. Mencoba merpelqiari pengsnrh ion kompleks dalam elteltrolit, dengan

menganati model qfq'r pola penyebaran butir endaparrrya dan kualitas

laDisan.

4.

5.
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Melakukan pengendapan logarn yang lebih dari I jenisr (campuran) parla

permukaan benda kerja" Kemudian mengamati bentulg ukuran dan pola

butirarrrya menggunakan,SEM.
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